
 لایه نشانى به کمک لیزر پالسى یکى از انواع لایه نشانى به روش
 فیزیکى براى تهیه لایه نازك است. در این روش پرتو لیزر با عبور از
 پنجرهء محفظهء خلأ و بر خورد با سطح هدف، باعث کنده شدن اتم
 ها و مولکول هاى آن شده و یک پلام متشکل از قطرك ها، اتم ها و
 مولکول ها و یون ها شکل مى گیرد و با انرژى زیاد با سطح زیر لایه

برخورد کرده و عمل لایه نشانى صورت مى گیرد
این شرکت دو تجهیز مرتبط با روش لایه نشانى لیزر پالسى ارائه مى دهد.

قابلیت ها:

لایه نشانى انواع پلیمرها•
عدم نیاز به خلاء بالا•
امنیت بالا•
فرکانس قابل تغییر•
پرتو قابل کنترل•
•

کاربرد:

تمیزکارى سطح•
پوشش پلیمرى•
زدایش انگلى•
تست غیر مخرب•
ایجاد تست آلتراسونیک•
تحقیقات فتوشیمى•
 حسگرریموت و لیدار•
کاربرى صنعتى•

لایھ نشانی لیزر پالسی

تهییج دى اکسید کربن لیزر الکتریکى متقاطع لیزر پالسى است که توانایى افزایش فرکانس  تکرار را تا 100 هرتز داراست هر لیزر 
 پالسى انرژى برابر با از صفر تا 30 ژول دارد طول پالس هر باریکه     200-100 است. توان حداکثر با تقسیم انرژى پالسى بر طول

پالس تعریف مى گردد و برابر با         100- 1 است
 توان بالا منجر به حرارت کمتر در برش مى گردد این لیزرها بر اساس فشار بالا و دشارژ پالس کار مى کنند.

torrتوان متوسط با افزایش فشار مى افزاید. محدوده فشار کارى      760-100 است
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